Solution for researching

Porta Cestas De Limpieza De Laboratorio De Ptfe
Personalizado: Porta Obleas Resistente A Acidos Y Bases De

Alta Pureza, Estante Para Banos Quimicos Sin Contaminacion

De Fondo Bajo
Numero de articulo: PL-CP268

Introduccion

Descubra porta cestas de limpieza de PTFE
personalizados de alta pureza disefados para
analisis de semiconductores y de trazas. Estos

estantes resistentes a acidos garantizan nula
lixiviacién y niveles de fondo ultra bajos,
proporcionando un rendimiento fiable en los
entornos quimicos mas exigentes para procesos

de limpieza de laboratorio de precision.

Aprende més

Aplicacion Descripcion Beneficio clave

Limpieza de obleas de Sujecion segura de obleas de silicio durante procesos de limpieza RCA o grabado
semiconductor con HF en entornos de sala limpia.

. Limpieza y lixiviaciéon de material de laboratorio utilizado para la preparacién de

Analisis de metales traza K
muestras ICP-OES e ICP-MS para alcanzar pureza de nivel ppt.

X L, . Manipulacién de materiales de &nodo y catodo durante fases de inmersién en

Investigacion de baterias . . e
electrolito o tratamiento quimico.

- ., L. Transporte de viales de vidrio o componentes de precisién a través de ciclos de

Esterilizacién farmacéutica S g . .
esterilizacién quimicamente agresivos o de alta temperatura.

Desengrasado de Sujecién de piezas de aleacion maquinadas de precisién durante ciclos de limpieza

componentes aeronauticos profunda en desengrasantes quimicos agresivos.

Soporte de sustratos fotovoltaicos durante etapas de procesamiento quimico

Fabricacién de células solares . X
himedo y texturizado.

Preparacién de muestras Digestion y limpieza de muestras minerales usando acido hidrofluérico
geoldgicas concentrado para la determinacién elemental.

Previene la contaminacién metdlica y garantiza una
exposicién quimica uniforme.

Elimina la interferencia de fondo del propio material del
recipiente.

Resistencia a disolventes organicos agresivos y sales de
litio.
Mantiene la pureza y previene la adsorcién superficial de

ingredientes activos.

Durabilidad a largo plazo en reactivos de limpieza de
fuerza industrial.

Resistencia a altas temperaturas y compatibilidad quimica
con agentes de grabado.

Manipulacién segura en entornos de acido peligroso sin
degradacién del recipiente.

Categoria de especificacion | Detalles de parametro para PL-CP268 Valores / Capacidades

Propiedades del material Material de construccién principal
Fondo de elementos traza
Resistencia quimica

Absorcién de agua

Dimensiones fisicas Configuracién

Opciones de tamafio

Caracteristicas de manipulacién

PTFE virgen de alta pureza (Politetrafluoroetileno)
Ultra bajo (adecuado para analisis de nivel ppt)
Universal (excepto metales alcalinos fundidos/fluor)
<0.01%

Totalmente personalizable segun las especificaciones del
cliente

Disefios a medida para obleas de 2", 4", 6", 8", 12" 0
material de laboratorio personalizado

Asas integradas opcionales, brazos extendibles o tapas
con cerradura
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Aplicacion Descripcion Beneficio clave

Categoria de especificacion | Detalles de parametro para PL-CP268 Valores / Capacidades

Limites térmicos Temperatura maxima de funcionamiento 260 °C (500 °F)
Temperatura minima de funcionamiento -200 °C (-328 °F)

Detalles de fabricacion Método de fabricacién Magquinado CNC de alta precisién
Rugosidad superficial Ra 0.4 - 0.8 um (esténdar) / opciones pulidas disponibles
Referencia de nimero de articulo PL-CP268
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